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Bl presente invento estd relacionado con un método para ha=
cer un electrodo selector o selectivo del color de un fubo

de imagen en color tal como una miscara de sombra, o mis en
particular con un método para hacer un electrodo selectivo del

color exento de cualquier disminucién en su rigidez.

In el denominado tubo de imagen en color del tipo matriz ne-
gra o tubo de imagen en color del tipo posi-enfoque, se re~
quiere generalmente que el didmetro del haz de electrones que
pasa por el elecirodo selectivo del color sea meyor que el del
punto fosforescente., Para este fin, se lleva a cabo una opera-
cién denominada "post-ataque quimico®™, en la que después de
formar puntos fosforescentés mediante la utilizacitn de un eleg
trodo selectivo del color especifico, sc ataca quimicamente el
electrodo seleotivo del color con objeto de ensanchar las aber—
turas practicadas en el mismo. En la prdctica real, la opera~
cién de post-ataque quimico se realiza o bien sumergiendo el
elec.ztrodo selectivo del color, usualmente de acero, en wa solu
cifn de cloruro férrico, o bien pulverizando las caras superior
y/o inferior del mismo con la solucién de cloruro férrico, con
el resﬁltado de que todas las superficies de les caras superior
e inferior del electrodo selectivo del color esién sometidas al
efecto del ataque quimioo haocia el final de una de estas opera~
ciones. Durante el proceso de atague quimico,. el electrodo selec
tivo del color; que normalmente se hace de ur'xa placa delgada de

unos 0,18 mm de espesor, se reduce de espesory y la consiguiente
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reduccidn de su rigidez tiende a causar la distorsibn fisica
del electrodo selectivo del color, planteando los problemas

del desplazamiento del color y de la reduccidn de brillo.

1l presente invento estd destinado a obviar las dificultades
tecnolégicas antes mencionadas y provee un nuevo método de fa
bricar un electrodo selectivo del color en el que se utilizan
capas o pelfculas de Fe3 04 resistentes a la solucidn de clo=
ruro férrico para evitar la disminmucién en rigidez del elec-

trodo selectivo del coloxs

De acuerdo con un aspecto del presente invento, se provee un
método para hacer un eleotrodo selectivo dgl color para fubosz
de imagen en color del tipo gue tiene medios de cafidn elec~
trénico y una pantalla, fosforescente incluyendo zonas en re-
lieve de materiales de fésforo mds pequeilas que las zonas de
las partes de la pantalla fosforescente sometidas al barrido de
Jos haces de electrones de dichos medios de cafifn electrénico,
comprendiendo el método las operaciones de formar un dibujo de
aberituras en la placa del electrodo, cuyo dibujo es Wtil para
congtruir las zonas de fésforo en relieve, y ensanchar las abepr
{uras de la placa del electrodo hasta unas predeterminajas para
obtoner el electrodo selectivo del color, en el que la mejora
estriba en ¢l hecho de que la primera operacifn menclonada in-

cluye la formacién de una capa de Fe3 04 en cada wma de las su

perficies de la placa de electrodo, el ditujo de capas de Fey 0y
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de acuerdo ocon el dibujo de las aberturas para dejar parcial
mente al descubierto la placa de electrodo, el alagque quimi-
co de la placa de eleotrodo con un agente de atague quimico de
FeCl3 para former el dibujo de aberturas, y en el que la segun
da operacién mencionada comprende el atagque qufmico de la pla=

ca de electrodo con un agente de atague quimico de FeCl, dara

3
ensanchar las aberturas, la eliminacién de las restanies ca-
pas de Fe3 04 de ambas superficies de la placa de electrodo,
¥y la formacidn de peliculas de Fe3 04 en ambas superficies de

la placa de electrodo y en las paredes de las aberturas ensan

chadas de ese modoe

De acuerdo con el presente.invento, se puede realizar la opera
cién de post-ataque quimico sin reducir el espesor inicial de

la placa de material del electrodo selectivo al color, hacien-
clo'posible con ello evitar el desplazamiento del color o la re
duccién en el brillo que de no ser asf se podrfan producir de—

bido a la distorsidn fisica del slectrodo selectivo del colore

El invento se comprenderd facilmente a partir de la sigulente
descripeibn detallada que se ha ilustrado con los dibujos adjun

tos, en los que:
Ias figuras 1 a 6 musstran las operaciones de fabricacién del
electrodo selectivo al color de acuerdo con el invento; y

Ia figura 7 es un diagrama que muestra una parte del electrodo

selectivo del color terminado por el método del invento,



10

15

20

25

Refiriéndose a la figura 1, cadé una de lasg ocspas 2a y 2b de
Fe3 04, preferiblemente de 4 a 5 micras de espesor, se forman
previamente por emmegrecimiento con gas (oxidacién en una atmés
fera de 002) 0 por ennegrecimiento con vapor (oxidacién en una

atmésfera de vapor) en ambas superficies de la placa 1 de acero.

Tos superficies de las capas 2a y 2b de Fe3 O4 asy formadas se
recubren con unas pelloulas de fotorreserva 3 mediante la bien
conocida téonioa de folorreserva como se muestra en la figura 2,
mientras se dejan al descubierfo las partes de las capas 2a y 2b
de Fe3 04 que corresponden a las formas de las aberturas 4 que
se desoribirén posteriormente. Las partes descubiertas de las
capas de Fe3 04 se tratan oon 4cido cloxhidrico elimindndolas
de ese modo, y luego la placé. 1 de acero o bien se sumerge en
una golucién de cloruro férrico o bien se pulveriza con dicha
solucidn para forma:r lag aberturas 4, como se muesira en la fi-

gura 3.

Aunque la estructura de la figura 3 asl fomnada puede utilizarse
directamente como un electrodo selectivo del colox, prefei‘ible-
mente debe formarse una pelfcula 2¢ de Fe3 04 en el espesor de,
por ejemplo, alrededor de 1 micya que es menor gue cl espegor de
la capa 2a 6 2b en cada una de las parvedes de las aberturas 4 me
diante el ennegrecimiento con gas, vapor o con un producto quimi
co (oxidacién en una solucifn alcalina), a fin de evitar la corro

sién de la aberiura.

El electrodo selectivo del color semiacabado, obtenido poy las one
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raciones antes mencionadas como se muesira en la figura 4, se
monta en el panel del tubo de imagen en color (no representam
do) para formar un dibujo fosforescente o puntos fosforescen—

tes con medios de exposicién de luz.

EL eleétrodo selectivo al color semiacabado, una vez terminado
el dibujo fosforescente, se fransfiere a la etapa de posi~ata-
que guimico, en la gue la pellcula 2¢ de Fe3 04 de la gbertura
se elimina por lavado en un bailo de &cido clorhidrico. Durante
el proceso, se eliminan parites de las capas 2a y 2b de Fe3 04
en ambas superficies de la placa 1 de electrodo seleotivo del
color, pero las partes de dichas capas designadas por 2a! y 2b!
permanecen intactas a la vista del hecho anteriormente mencio-
nado de que se construyen mas gruesas que las peliculas 2c de
Pey Oy en las pa:cede§ interiores de la abertura 4 (figura 5).
n estas condiciones, al atacar quimicamente de nuevo el elec—
trodo selectivo del color con una solucién de cloruro férrico,
se produce el ensanchamiento del diZmetro de la abertura 4, co
mo se muestra con el mimero 4' en la figura 6, sin reducirse
el espesor de la placa de acero debido a la presencia de las

peliculas 2a! y 2b', que ahora tienen unas 3 micras de espesor.

Subsiguientemente, el electrodo selectivo del color semiacabado
de la figura 6 se sumerge en un bafio de Acido clorfifdrico O se
pulveriza con este &cido para eliminar las capas 2a! y 2b' de

Fe3 04 con el fin de que las superficies de la placa 1 de acero

v la pared de la abertura 4 puedan estar provisitas otra vez de
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peliculas 2d, 26 y 2f de Fe3 O4 de alrededor de 1 micra con
fines de anticorrosién y de mejora de la radiacién térmica,
terminando de esfe modo el electrodo 5 selectivo del color

como se muestra en la figura 7.

La presenie solicitud, que corresponde 2 la presentada en
Japén, el 4 de Diciembre de 1972, bajo el If° 120648/ 72 se aco
ge a los beneficios del ArtIculo 51 del vipente ZEstatuto so-

bre Propiedad Industriale

RETVINDICACIONES

Los puntos de iuvencién propia y nueva que se presentan para
gue sean objeto de esta solicitud de Patante de Tnvencién en
Bepafla, por VEINTE afios, son los gue se recogen en las reivin

dicaciones siguientes:

18, Un método perfeccionado de fabricar un electrodo selec-
tor del color para fubos de imagen en color del tipo que tiene
medios de caiibn electrénico y una pantalla fosforescente que in
cluye zonas en relieve de materiales fosforescentes mis peque-—
fiag que laz zonas de las partes de dicha pantalla fosforegcen-
te sometidas al barrido de los haces de electrones de dichos me
dios de cafibn electrénico, comprendiendo el método la.s'oPeracig_
nes de fomar un dibujo de aberturas en una placa de electrodo,
ouyo ditunjo es dtil para hacer las citadas zonas fosforescentes
diaeﬁgldas, ¥y ensa:nchar dichas aberturas de la mencionada placa

de clectrodo hasta unas dimensiones predeterminadas para oblener

Y
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el citado elecirodo selector del color, en el que el perfec-
cionamiento estriba en el hecho de que diche primera operacitn
mencionada comprende la formaclén de una capa de Fe3 04 er} oe~
da una de las superficies de la citada placa de electrodo, el
dibujo de dichas capas de Fe3 04 'de acuerdo con el mencionado
dibujo de aberturas hasta descubrir parcialmente dicha placa

de electrodo; el ataque quimico de la citada placa de electro~
do con un agente de ataque quimico de FreCl_,J para formar dicho
dibujo de aberturas, y <en que dicha segunda operacifn menciona
da incluye el ataque auimico de la mencionada placa de electro-
do con un agen*{;e de ataque quimico de Fe013 parg ensanchar di-
chas sberturas, la eliminacidn de lag restantes capas de “E‘e}o4
de ambas superficies de la mencionada plac;a de elecirodo y la
formacién de pellculas de F3304 en las dos superficies de dicha
placa de electrodo y en las paredes de las aberturés ensanchagas

de ese modo.

28, Un método perfeccionado de acuerdo con la Reivindicacién
12, en el que después de la formacién de dicho dibujo de abertu
ras y anies de construir dichas zonas fosforescentes disefiadas,
se forman pel:tc(:ulas de Fey 0 on las paredes de las citadas abex
turas formadas, y después de formar dichas zonas fosforescentes
se eliminan lag mencionadas pelfculas de Fe3 04 de dichas paredes
de aberturas para el mencionado ensanchamiento de dichas abertu-

Tade

38,  Un método perfeccionado de acuerdo con la Reivindicacidn 28,



en el que el espesor de dichas pelioulas de FeB O4 formadas
en las paredes antes de construlr las citadas sonas fosfo—
rescentes diseliadas es menor que el de las capas citadas de
Fe3 O4 en dicha placa de electrodo, permitiendo de este modo
5 gue las mencionadas capag de Il’e3 O4 se ataquen quinmicemente
ont la misma magnitud que dichas pelfoulas de Fe3 O4 de pared
formadas antes de hacer que dichas zonas fosforescentes dise
fiadas sean eliminadas por completo por atague quimico en la

mencionada operacifn de eliminacidn de la pelfcula de Fe3 04.

10
4%  Un método perfeccionado de fabricar wn clectrodo selec
tor del color para tubos de imagen en color.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, Tepre~
sentado en los dibujos que se acompafian y para logs fines que
15 se.han especificados
Eota Memoria consta de nmueve hojas escritas a miquing por una
sola cara.
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